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ESCOLA SUPERIOR DE QUÍMICA
*** HISTORICO ESCOLAR ***

         NOME                           RG.          NR.MATRICULA
FÁBIO DE SENA PEREIRA                   43.456.950-1/SP       26/05/167
DATA E LOCAL DE NASCIMENTO NACIONALIDADE
15/03/85  ESTADO DE SAO PAULO BRASILEIRA

PROCESSO SELETIVO:
ESTABELECIMENTO: FACULDADES OSWALDO CRUZ
DATA: JANEIRO DE 2005
CLASSIFICAÇÃO: 1641º

CURSO: ENGENHARIA – BACHAREL EM ENGENHARIA - HAB. ENGENHARIA AMBIENTAL
RECONHECIDO P/ PORTARIA SESu No 774 DE 25/10/2006-D.O.U. 30/10/2006

  SERIE                    DISCIPLINA                     ANO    NOTA      C/H
    1    1018 - FUNDAMENTOS DE MATEMATICA                  05     6,0      160
         1019 - FISICA GERAL E EXPERIMENTAL                05     7,0      240
         1020 - QUIMICA AMBIENTAL E EXPERIMENTAL I         05     6,5      160
         1021 - FUNDAMENTOS DE GEOLOGIA E SOLOS            05     7,5       80
         1022 - ECOLOGIA GERAL                             05     7,0       80
         1023 - FUNDAMENTOS DE BIOLOGIA AMBIENTAL          05     8,5       80
         Participou do ENADE em 06/11/2005

    2    1024 - CALCULO DIFERENCIAL, INTEGRAL E VETORIAL   06     6,0      160
         1025 - MECANICA DOS SOLIDOS (MECAN.E RES.MAT)     06     6,5       80
         1026 - REPRESENTACAO GRAFICA                      06     8,5       80
         1027 - QUIMICA AMBIENTAL E EXPERIMENTAL II        07     9,0      120
         1028 - FISICO-QUIMICA DE SISTEMAS AMBIENTAIS      08     7,0      120
         1029 - CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA E HIDROGEOLOGIA   06     6,5       80
         1030 - MICROBIOLOGIA APLICADA                     06     7,5       80
         1031 - INFORMATICA                                06     6,0       80

    3    1032 - ELETROTECNICA GERAL                        07     8,5       80
         1033 - INTRODUCAO A POLUICAO AMBIENTAL            07     8,0       80
         1034 - FENOMENOS DE TRANSPORTE                    07     6,5      200
         1035 - SISTEMAS HIDRAULICOS                       07     7,0       80
         1036 - PROCESSOS E OPERACOES UNITARIAS            07     7,0      120
         1037 - CIENCIAS E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS        07     7,0       80
         1038 - FUNDAMENTOS DE TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA    07     7,5       80
         1039 - GEOTECNIA AMBIENTAL                        07     8,0       80

    4    1040 - ETICA E COMUNICACAO NA MODERNIDADE         08     7,0       80
         1041 - RECURSOS NATURAIS E DESENV.SUSTENTAVEL     08     7,5       80
         1042 - MODELACAO MATEMATICA EM SIST.AMBIENTAIS    08     8,0      160
         1043 - TRAT.DE RESIDUOS SOLIDOS,LIQ. E GASOSOS    08     7,0      160
         1044 - PREVENCAO DA POLUICAO E REMEDIACAO         08     7,5      160
         1045 - ESTATISTICA                                08     8,0       80
         1106 - ATIVIDADES COMPLEMENTARES / PROJETOS       08     8,5      160

    5    1046 - PLANEJAMENTO E GESTAO AMBIENTAL            09     8,5      160
         1047 - SAUDE E HIGIENE AMBIENTAL                  09     7,5       80
         1048 - TRAT.DE AGUAS DE ABAST.E REUSO DAS RESID   09     7,0      160
         1049 - TEC.DE AVALIACAO DE IMPACTOS AMBIENTAIS    09     8,0      160
         1050 - ECONOMIA, ADMINISTRACAO E MARKETING        09     6,0       80
         1051 - DIREITO E LEGISLACAO AMBIENTAL             09     7,0       80
         1107 - ESTAGIO SUPERVISIONADO E PROJETO FINAL     09     8,0      360
   Estudante dispensado de realização do ENADE, em razão do calendário trienal

* * *  C O N T I N U A  * * *
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http://www.oswaldocruz.br/centrotecnologico
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*** HISTORICO ESCOLAR ***

         NOME                           RG.          NR.MATRICULA
FÁBIO DE SENA PEREIRA                   43.456.950-1/SP       26/05/167

1. OBSERVAÇÕES: 
2. MEDIA MINIMA PARA APROVACAO: A PARTIR DE 2000 => 7,0 (SETE)

   : A PARTIR DE 2003 =>7,0 (SETE); 6,0(SEIS) APOS EXAME
    : A PARTIR DE 2009 =>6,0(SEIS)

3. COEFICIENTE DE RENDIMENTO CR: 7,3 (PARA CALCULAR O CR DE UM ESTUDANTE, SOMAM-
SE TODAS AS MEDIAS FINAIS DAS  DISCIPLINAS  CURSADAS E DIVIDE-SE PELO NUMERO 
DELAS, CONSIDERANDO UMA CASA DECIMAL).

4. CARGA HORÁRIA TOTAL CUMPRIDA: 4360 H/A
5. DATA DA COLAÇÃO DE GRAU: 02/02/2010
6. DATA DA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA: 05/02/2010

SAO PAULO, 04 DE SETEMBRO DE 2025.

                                                                                                    Secretaria Acadêmica

Documento Gerado e Assinado Eletronicamente em 04/09/2025 às 15:41:54 (data e hora de Brasília).
Dados do Assinante: Luzimara Aparecida da Silva Oliveira - CPF/CNPJ:
Código de Verificação: 434A554E546D2B564D6F773D
Valide esse documento em: https://sistema.alunodigital.com.br/ValidarDocumento.aspx Informando o código de verificação.
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